
velice rozsáhlá a složitá problematika, která spadá do oblasti filozofie
(fenomenologie) a teorie architektury [1]. Pokud p ipustíme podstatné
zjednodušení této problematiky, lze fenomén „místa“ popsat pomocí pojm
„prostor“ a „charakter“. Zatímco „prostor“ ozna uje geometrické uspo ádání
místa a prvk v n m umíst ných, „charakter“ vyjad uje celkovou atmosféru,
která je nejobecn jší vlastností každého místa. Oba tyto pojmy jsou na
sob závislé a nelze je exaktn odd lit. Je ale snad možné íci, že daný
prostor je ur itým rámcem pro charaktery, které uvnit n ho mohou
vzniknout.

Jedním z hlavních parametr , který významn ovliv uje „charakter“
daného místa, je sv tlo. Sv telné podmínky, dotvá ející charakter
konkrétního místa, jsou velmi komplexní realitou, jejíž vyjád ení a popis
jsou zna n obtížné. Pravd podobn nejvýstižn jším vyjád ením
sv telných podmínek je slovní popis sv telné atmosféry, která je sou ástí
našeho vizuálního vjemu. V sou asné dob jsme si zvykli popis sv telné
atmosféry transformovat na popis tzv. sv telného pole [3], z kterého je
vizuální vjem vylou en a u kterého se k popisu sv telných podmínek
využívají sv teln technické veli iny (osv tlenost, jas, sv telný vektor
apod.). Je t eba si ale uv domit, že takový popis je velmi výrazným
zjednodušením obecn jší sv telné atmosféry.

Pro názorn jší vystižení rozdílu mezi sv telnou atmosférou a sv telným
polem byly zvoleny dva p íklady z oblasti osv tlení výstavních prostor .
V prvním p ípad mají být vytvo eny sv telné podmínky, kdy budou
viditelné pouze exponáty, a prostor zcela zmizí. Exponáty levitují
v nekone ném „kosmickém“ prostoru. Pro dosažení takové sv tlené
atmosféry musí sv telný tok v maximální možné mí e dopadat pouze na
vystavené exponáty. Základním, ne však jediným p edpokladem je použití
takového sm rového osv tlení, u kterého bude maximáln potla eno tzv.
parazitní sv tlo, tedy sv tlo vyza ované mimo pot ebný prostorový úhel.
Tím se dosáhne toho, že se exponáty „vyjeví“, a ostatní ásti prostoru
z stanou „skryty“. Jiným p íkladem je požadavek na vytvo ení
tzv. reliéfního osv tlení. Tento zp sob osv tlení se používá u exponát
s jemnou povrchovou strukturou (mince, rytiny apod.), u nichž zlepšuje
jejich „ itelnost“. Pro vytvo ení takového typu osv tlení je t eba, aby sv tlo
dopadalo na exponát te n , tedy pod ostrým
úhlem. Jak ob zmín né situace, které si lze vizuáln pom rn snadno
p edstavit, vyjád it sv teln technickými parametry? Pokud by byl takový
složitý popis vytvo en a n komu p edán bez dalšího komentá e, okamžit
se ztrácí informace o vizuálním vjemu a popis „sv telné atmosféry“ je
redukován na popis „sv telného pole“. Z uvedených d vod nelze
sv telnou atmosféru vyjád it pomocí sv teln technických parametr . Navíc
sv telná atmosféra definovaná v úvodní fázi projektu není statický stav, ale
je to proces, který se postupn zp es uje a dotvá í.

Pro kvalitní návrh osv tlení je t eba pochopit a respektovat funkce
jednotlivých profesí v realiza ním týmu. Pokud z staneme u výstavních
prostor , za obsah expozice, tedy co bude vystaveno, je zodpov dný autor
expozice. Za to jakým zp sobem to bude vystaveno, je zodpov dný
architekt. Ten je zde také zodpov dný za podobu celkové atmosféry
expozice a za její definování. Z této obecn jší celkové atmosféry je pak
t eba abstrahovat ást, která souvisí s osv tlením, tj. sv telnou
atmosférou, za jejíž vytvo ení je odpov dný sv telný technik. Kone ný
výsledek a vizuální podoba expozice tedy závisejí jednak na schopnosti
architekta vnímat sv tlo jako jednu ze základních materií prostoru
a na jeho schopnosti zformulovat p edstavu o celkové i sv telné atmosfé e
a jednak na schopnosti sv telného technika tuto vizi architekta pochopit a
zrealizovat.
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S ětelná atmosféra a návrh osvětlenív

V rámci návrhu osv tlení je tedy na po átku t eba popsat sv telnou
atmosféru vytvá ející celkový dojem, který si návšt vník z výstavy odnáší.
Jak k tomuto popisu dojít, není uvedeno v žádných normách, doporu eních
ani p íru kách a závisí to na zkušenostech, intuici, vzájemné spolupráci a
respektu mezi autorem, architektem a sv telných technikem.

Pro p edstavu lze s velkým zjednodušením íci, že sv telná atmosféra se
m že pohybovat od rovnom rn rozptýleného osv tlení po dramatické
bodové sm rové osv tlení. Ob tyto situace mohou být v r zné mí e
kombinovány a každé z takto vzniklých situací lze dosáhnout nep eberným
množstvím zp sob . Po specifikování p edstavy o sv tlené atmosfé e lze
v dalším kroku p istoupit ke stanovení sv teln technických parametr ,
které je t eba v p ípad muzeí a galerii posuzovat jak z pohledu
návšt vníka (vjem exponát ), tak z pohledu vystavených exponát
(ochrana exponát ). Je t eba si p itom uv domit, že tyto objektivní
parametry jsou pouze ur itým vodítkem, které umož uje postupn
zp es ovat výslednou podobu osv tlení, ale že stále z stávají pouze díl í
sou ástí složité sv telné atmosféry.

V praxi se stává, že architekti zam ují pojem „osv tlení“ za „svítidla“ a
místo toho, aby se pokusili vyjád it, jak by m l prostor vizuáln vypadat, se
zam ují na to, jaké technické prost edky použít. Sv telní technici se zase
p íliš asto spoléhají na sv teln technické parametry uvedené v normách
a doporu eních, které považují za jedinou objektivní pravdu, a obávají se
zapojit svoji intuici a p edstavivost. Jsou-li sv teln technické parametry
nad azeny nad popis sv telné atmosféry nebo tento popis úpln chybí,
vznikají strohá unifikovaná ešení, která mohou ve svém výsledku p sobit
vizuáln nevhodn a mohou celkový charakter expozice zdeformovat.
Výsledkem m že být p ekvapen nejen návšt vník, ale i projektant.
Pro názorn jší p edstavu o využití popisu sv telné atmosféry jsou v
následující ásti uvedeny jednoduché p íklady návrhu osv tlení dvou
krátkodobých výstav.
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